
調査対象物質 分析法フローチャート 備　　考

[15-1] モノブチル
スズ化合物
[15-2] ジブチルス
ズ化合物
[15-3] ジメチルス
ズ化合物

ﾍｷｻﾝ
10mL

無水硫酸ﾅﾄﾘｳﾑﾍｷｻﾝ 3mL、
振とう 10分間
2回繰り返す

誘導体化

2mol/L硝酸/酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ緩衝液 20.5mL、
2%ﾃﾄﾗｴﾁﾙﾎｳ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水溶液 0.5mL

振とう 10分間

溶媒抽出 脱水 定容

超音波抽出
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石英繊維ろ紙
ｴﾑﾎﾟｱﾃﾞｨｽｸ C18FF

   2L/分×24時間

3,000rpm、10分間1回目：0.12mol/L塩酸/ｱｾﾄﾝ溶液 10mL
2回目：ｱｾﾄﾝ 10mL

各10分間

GC/MS-SIM-EI

2回繰り返す

濃縮

1,000mL
0.4mol/L塩酸水溶液 6mL

分析原理：GC/MS-SIM-EI

検出下限値：

 【大気】（ng/m3）
   [15-1] 4.7
   [15-2] 4.9
   [15-3] 3.7

分析条件：
 機器
   GC：Agilent 7890A
   MS：Agilent 5975C　他
 カラム
   RESTEK Rtx-5ms
   60m×0.25mm、0.25μm　他

【大気】

大気 捕集

窒素ﾊﾟｰｼﾞ
10mLまで

窒素ﾊﾟｰｼﾞ
1mLまで

Sep-Pak Plus Florisil
溶出：ﾍｷｻﾝ 5mL

ｻﾛｹﾞｰﾄ物質添加
二塩化ｼﾞﾒﾁﾙｽｽﾞ-d 6 100ng

三塩化ﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ-d 6 100ng

二塩化ｼﾞﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ-d 6 100ng

遠心分離
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溶媒抽出

ﾛｰﾀﾘｰｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀ
1mLまで

内標準物質添加
p -ﾌﾞﾛﾓﾌﾙｵﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 100ng

ｻﾛｹﾞｰﾄ物質添加
二塩化ｼﾞﾒﾁﾙｽｽﾞ-d 6 100ng

三塩化ﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ-d 6 100ng

二塩化ｼﾞﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ-d 6 100ng

分析原理：GC/MS-SIM-EI

検出下限値：
【水質】（ng/L）
   [15-1] 4.4
   [15-2] 2.6
   [15-3] 7.0

分析条件：
 機器
   GC：Agilent 7890B
   MS：Agilent 5977A
   又は
   GC：Shimadzu GC-2010 plus
   MS：Shimadzu GCMS-
            TQ8030　他
 カラム
   J&W DB-5ms
   60m×0.25mm、0.25μm
   又は
   RESTEK Rtx-5ms
   30m×0.25mm、0.25μm　他

[15-1] モノブチル
スズ化合物
[15-2] ジブチルス
ズ化合物
[15-3] ジメチルス
ズ化合物

【水質】

水質試料

脱水

ﾍｷｻﾝ 10mL
振とう 10分間

誘導体化

ﾍｷｻﾝ 25mL、塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 30g、
2mol/L硝酸/酢酸ﾅﾄﾘｳﾑ緩衝液 25mL、
2%ﾃﾄﾗｴﾁﾙﾎｳ酸ﾅﾄﾘｳﾑ/ｴﾀﾉｰﾙ溶液 0.5mL

振とう 10分間

濃縮 GC/MS-SIM-EI

濃縮
カラムクリーン

アップ

無水硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ


